
分地符合原来的想法
� �� �

�

和�� � 膜的折射 纸一样从基片上取卞来
。

率分别为 �
�

�� 和 �
�

�
。

没有达到能再生的中 过去的经验表明
�

假如基本沉积常数被

间折射率
。

对于这些膜层与基片的附着力和 重复
,

厚度与时间的关系可以很好地来监控

抗磨损性能是优良的
。

制备光学薄膜的膜厚
,

这是由 � ��
� 、

� ��
�

� � �
�

被选作为低折射率的溅射材料
,

和 �� �
�

证实的
。

结果表明
,

重复性是在所

镀 � � �
�

膜提出了可考虑采用惰性气体以 需的光学厚度士 � �以内
。

及反应溅射技术的问题
。

企图 用 氟 利 昂州 译自
“

�� � �
,

,� ��
�

��
,

� �
�

�
,

�� �
‘

�分压来镀� � �
。

膜相当成功的
。

但是
, �

�

� �  �
,

� �  !
�

所制备出来的膜非常软
,

而且很容易地像薄 〔王哲译
、
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镀 膜 厚 度 的 测 定
� � � � � �� � 公司推荐了精确和非破坏地 操作时用高频或低频取决于金属基底是含铁

测定表面膜厚的三种仪器
,

譬如测定铁或非 还是非含铁
。

用两个 � 伏的电池和电源充电

含铁金属基体材料上的涂料
、

电镀
、

塑料
、

器作这些线圈的动力源
。

用一条 �
�

� 米的电

橡胶和环氧树脂的厚度
。

缆线连接这个探头并且探头转接器的范围适

这些仪器就是通称的� �� ��
� � �� �系列

,

应于难测量的位置
。

探头移动之后
,

仪表有

每种仪器设计为承担特定范围的任务
,

用字 一个易保留那个数值的
“
同步装置

”。

从零到

母�
、

�和 ��来表示
。

� 型测定磁基体上的 �
�

� 毫米可提供 �� 个尺寸的选择 �米制的或

非磁性膜
,
� 型用电学方法测定非含铁基体 英国法定的单位�

。

上的非传导膜
,

而 �� 型能测定以铁和非含 译自
“
� �� � � � �� � � � � � � � �

, ,

铁为基体的材料
。

凭借接触探头里的电磁和 � � �
�

���
,

� 。
�

��
,

�� ��
�

涡电流感应线圈就可测定膜厚度
,

探头进行 〔于和平译〕
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因此
,

对光一机工业来说硅酸盐的保护

使人兴趣不大并且仅适用于最稳定的玻璃
。

看来
,

用这样方法来保护有薄层危害的玻璃

由于出现
“

剩余的一层水汽
”的可能性甚至是

有害的
。

我们注意到
,

后一种论断对于用连

续疏水法把双层膜渡在有薄层危害的玻璃作

成的另件上的时候将保持 自己的活力
。

氧化保护法
。

我们检查了一种加工仪器

另件方法使之适于热带国家应用的可能性
,

这种方法早已用来保护在温和气候条件工作

的磷酸盐彩色玻璃与晶体作成的光学另件
。

� “� 江刃� � � � 〔
“’
推荐的方法在于把锌镀在制品

表面上 �阴极喷雾法 �
,

这种锌后来被氧化成

氧化物极薄的一层
。

那一层不改变表面的光

学性能
,

但是保护表面免受潮湿大气的作用
。

这种方法本身简单
,

容易实现
,

因为现在玻

璃另件表面加工的真空过程广泛地用在光学

机械工业中
。

但是看来
,

氧化锌保护的硼酸盐

的彩色玻璃在模拟气候的房间里作�� 个周期

试验
,

破坏程度与无保护的玻璃一样
。

经受

不住 �� 个试验周期的磷酸盐玻璃的性能也就

是这样
。

应该指出
,

用氧化锌保护的滤光器

� 中� � 与� 中� � 有时变得很模糊
。

在进行用氧化锌保护的彩色硅酸盐玻璃

的试验时得到 了很好的结果
。

其 中的大多数

经受住 �� 个试验周期
,

但是在 � �� 个周期之

后在所有的玻璃上看到了模糊现象
。

可以明

确地断定
,

玻璃垫片�在其上面镀上薄膜�的

化学稳定性越差
,

氧化锌的薄膜破坏越快
。

最近 � � � 及。 � 二� � 作了用氧化铝膜以及

阴极喷镀方法保护玻璃另件的试验
。

这些膜

的保护玻璃以其它的好得多并且应该得到最

众真的研究
。

自译
“
� � �

”
� � �

�

� � �
�

� �
�

�� � �

�琦玮译 �

一 � � 一


